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@ Verfahren zum Herstellen einer Entladungslampe 

® Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen ei- 
ner fur d i el ekt risen behinderte Entladungen ausgelegten 15 l 

Entladungslampe, bei dem bei einem Befullschritt vor w y 
dem Verschliefcen des Entladungsraumes ein Teil des Ent- 2 ' 
ladungsgefafSes durch ein Stutzelement hochgehalten 
wird, das danach zumindest teilweise erweicht wird, um 
den hochgehaltenen Teil abzusenken. Dabei liegt das 
Stutzelement aufSerhalb des Entladungsraumes. 
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Beschreibung 

Technisches Gebiet 

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein 5 
Herstellungsverfahren fur eine Entladungslampe, die fur di- 
elektrisch behinderte Entladungen ausgelegt ist. 

Stand der Technik 

10 

[0002] Solche fur dielektrisch behinderte Entladungen 
ausgelegte Lampen sind an sich bekannt. Ein Entladungs- 
raum eines EntladungsgefaBes dient zur Aufnahme eines 
Entladungsmediums, haufig Xenon (Xe). Mit einem Elek- 
trodensatz konnen in dem Entladungsmedium, also inner- 15 
halb des Entladungsraumes, dielektrisch behinderte Entla- 
dungen erzeugt werden. Der Elektrodensatz kann dabei in- 
nerhalb oder auBerhalb des Entladungsraumes vorgesehen 
sein. Er ist notwendigerweise zumindest teilweise durch 
eine dielektrische Schicht von dem Entladungsmedium ge- 20 
trennt, die auch durch eine EntladungsgefaBwand gebildet 
sein kann. 

[0003] Als Sonderfall fur Entladungslampen sind sog. 
Flachstrahler bekannt, bei denen das EntladungsgefaB eine 
Bodenplatte und eine Deckenplatte aufweist, die von einem 25 
im Bereich des AuBenrandes der Platten verlaufenden Rah- 
men verbunden sind, der auch Bestandteil einer der beiden 
Platten sein kann. Die vorliegende Erfindung ist nicht auf 
die Flachstrahlerbauform eingeschrankt. Es ist jedoch be- 
kannt, bei dieser Bauform Stiitzelemente zwischen den Plat- 30 
ten vorzusehen, die dazu dienen, die effektiven Biegelangen 
zu verkiirzen und das EntladungsgefaB mechanisch zu stabi- 
lisieren. Dies ist wegen der vor allem bei Hinterleuchtungen 
von flachigen Anzeigeeinrichtungen teilweise groBeren For- 
mate der Flachstrahler und auch wegen des haufig in dem 35 
Entladungsmedium herrschenden Unterdrucks von Bedeu- 
tung. Die vorliegende Erfindung ist jedoch auch nicht auf 
Entladungslampen mit solchen Stiitzelementen einge- 
schrankt. 

[0004] Aus der DE 198 17 478 ist schlieBlich bekannt, 40 
diese Stiitzelemente in besonderer Weise auszugestalten, 
namlich mit einem Teil zu versehen, das bei der Temperatur 
eines Befiillschritts erweicht. Der Befullschritt kann zum 
Beispiel in einem Vakuumofen ausgefuhrt werden und fin- 
det bei erhohter Temperatur statt, um Adsorbate auf den Ent- 45 
ladungsraum-Innenwanden zu desorbieren und/oder um ein 
Erweichen der erwahnten Teile der Stiitzelemente zu ermog- 
lichen. AuBerdem kann gemaB der in der genannten Schrift 
beschriebenen Vorgehensweise eine an dem Rahmen des 
Flachstrahlers vorgesehene Dichtfiache ebenfalls mit einem 50 
soweit erweichenden Material versehen sein, dass diese 
Dichtfiache, wenn die entsprechenden Teile in Kontakt mit- 
einander gebracht werden, eine abdichtende Verbindung 
herstellt. Dadurch kann der Entladungsraum wahrend des 
Befiillschrittes automatisch verschlossen werden. Der Be- 55 
fullschritt dient namlich dazu, die Restatmosphare in dem 
Entladungsraum moglichst zu verdiinnen und mit dem ge- 
wiinschten Entladungsmedium zu befiillen. Die Stiitzele- 
mente haben gemaB der Lehre dieser Schrift dabei die Funk- 
tion, die Deckenplatte des Flachstrahlers zunachst iiber den 60 
Rahmen hochzuhalten, so dass zwischen der Unterseite der 
Deckenplatte und der Oberseite des Rahmens eine Offnung 
fiir das Befiillen des Entladungsraumes freigehalten wird. 
Wenn nun die erwahnten Teile der Stiitzelemente bei einer 
entsprechenden Temperatur ausreichend erweichen, so wird 65 
die Deckenplatte durch die Schwerkraft abgesenkt, weil 
diese Stutzelementteile flachgedruckt werden. Indem die 
Unterseite der Deckenplatte gegen die Dichtfiache auf dem 
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Rahmen zur Anlage kommt, kann eine dichte Verbindung 
und damit der gewiinschte Einschluss des Entladungsmedi- 
ums in dem Entladungsraum und der Verschluss desselben 
realisiert werden. 

[0005] Haufig finden dabei sowohl fiir die Dichtfiache als 
auch fur die erweichenden Stutzelementteile Glaslotmate- 
rialien oder vergleichbare Substanzen Anwendung. Zu den 
verwendbaren Materialien, dem Aufbau der Stiitzelemente, 
den typischen Temperaturen und den giinstigen Viskositaten 
der verschiedenen Teile der Stiitzelemente wird auf den Of- 
fenbarungsgehalt der erwahnten Schrift verwiesen, der 
durch Inbezugnahme in dieser Anmeldung inbegriffen ist. 

Darstellung der Erfindung 

[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt ausgehend von 
dem genannten Stand der Technik das Problem zugrunde, 
ein im Hinblick auf den Befullschritt verbessertes Herstel- 
lungsverfahren fur eine fur dielektrisch behinderte Entla- 
dungen ausgelegte Entladungslampe anzugeben. Die Erfin- 
dung richtet sich auf ein Herstellungsverfahren fiir eine sol- 
che Entladungslampe, bei dem wahrend eines einem Ver- 
schliefien des Entladungsraumes vorhergehenden Befiill- 
schrittes eines von zumindest zwei Teilen des Entladungsge- 
faBes durch ein Stiitzelement hochgehalten wird, welches 
Stiitzelement zum VerschlieBen des Entladungsraumes 
durch Warmeanwendung zumindest teilweise erweicht 
wird, wodurch der hochgehaltene Teil des Entladungsgefa- 
Bes abgesenkt wird, wobei allerdings im Gegensatz zum 
Stand der Technik das Stiitzelement bei dem Hochhalten des 
EntladungsgefaBteils ganz auBerhalb des Entladungsraumes 
angeordnet ist. 

[0007] Bevorzugte Ausfuhrungsformen sind in den Unter- 
anspruchen angegeben. 

[0008] Haufig enthalten die fiir das Absenken des hochge- 
haltenen EntladungsgefaBteils verwendeten Stiitzelemente 
einen wahrend des Befiillschritts erweichenden Teil, der zu 
storenden Verunreinigungen der Restgasatmosphare in dem 
Entladungsraum fiihren kann. Zum einen konnen diese Ver- 
unreinigungen wegen der hoheren Temperaturen wahrend 
des Befiillschritts und zum anderen aber auch wahrend der 
Lebensdauer der Lampe auftreten. Insbesondere konnen fur 
die erweichenden Teile sog. Glaslotmateri alien verwendet 
werden. Diese konnen beispielsweise von organischen Bin- 
dern gehaltene Glasmehle sein. Damit konnen schon bei re- 
lativ geringen Temperaturen geeignete Viskositaten erreicht 
werden. Mit den Bindermaterialien sind jedoch unvermeid- 
liche Restausgasungen verbunden, die die Reinheit der 
Restgasatmosphare storen. 

[0009] Besonders ausgepragt sind die eben beschriebenen 
Probleme bei lediglich vorgeformten Teilen, die neben dem 
Glasmehl den organischen Binder noch in der urspriingli- 
chen Form enthalten. Aber auch bei vorgesinterten Teilen, in 
denen nur noch Binderreste vorliegen, treten die storenden 
Ausgasungen auf, wenn auch in vermindertem Umfang. 
[0010] Im Prinzip besteht allerdings auch die Moglichkeit, 
bei den geeigneten Temperaturen erweichende Glassorten in 
reiner Form zu verwenden, etwa Teile aus reinem SF6-Glas. 
Diese vollig binderfreien Teile fuhren an sich nicht zu sto- 
renden Ausgasungen. Sie sind dennoch mit Nachteilen ver- 
bunden, weil sie den Entladungsraum vor alien Dingen bei 
bestimmten Formen der Stiitzelemente geometrisch storen 
konnen. Beispielsweise kann es erwiinscht sein, auf einer 
der beiden Platten spitz oder kantig aufliegende Stiitzele- 
mente zu verwenden, wobei der Entladungsraum bis in die 
Umgebung der Beriihrung zwischen der Spitze oder Kante 
und der entsprechenden Platte ausgenutzt werden soil oder 
bestimmte optische Eigenschaften gewahrleistet sein sollen. 



DE 101 38 

3 

Die erweichten Teile wurden dann von der Spitze oder 
Kante zur Seite weggedrtickt und einen Teil des Entladungs- 
raums blockieren oder storen. 

[0011] Die Erfindung beruht nun auf der Erkenntnis, dass 
diese erweichenden Teile im Grunde nur zum Hochhalten 5 
des EntladungsgefaBteils unverzichtbar sind. Die Stiitzfunk- 
tionen in dem Entladungsraum selbst konnen, soweit. iiber- 
haupt erforderlich, auch ohne solche erweichenden Teile er- 
fiillt werden, wenngleich der zitierte Stand der Technik we- 
gen der GleichmaBigkeit der Anlage solche erweichenden io 
Elemente gerade im Hinblick auf diese Stiitzfunktion emp- 
fiehlt. Bei der Erfindung wird jedoch davon ausgegangen, 
dass die Reinheit der Restgasatmosphare im Vordergrund 
steht und sich etwaige Stiitzelemente innerhalb des Entla- 
dungsraumes mit ausreichender Prazision herstellen lassen, 15 
um auf erweichende Teile dort auch verzichten zu konnen, 
oder sie jedenfalls innerhalb des Entladungsraumes in gerin- 
gerer Zahl vorzusehen. Die Erfindung richtet sich also na- 
mentlich auch auf solche Entladungslampen, bei denen in- 
nerhalb des Entladungsraums gar keine Stiitzelemente vor- 20 
gesehen sind. 

[0012] Durch Stiitzelemente ganz auBerhalb des Entla- 
dungsraumes, die ganz oder teilweise wahrend des Befiill- 
schritts erweichen, lasst sich das EntladungsgefaBteil gut 
hochhalten, wobei die erweichenden Teile dann nur auBer- 25 
halb des Entladungsraumes zu Ausgasungen fiihren und den 
Entladungsraum auch sonst nicht storen. Mit einer Anord- 
nung ausserhalb des Entladungsraumes ist dabei insbeson- 
dere auch gemeint, dass die erweichenden Teile bei dem 
VerschlieBen des EntladungsgefaBes auBerhalb des Randes 30 
des Entladungsraumes liegen und keinen Kontakt mit dem 
Entladungsraum haben. Sie sollen also insbesondere auch 
auBerhalb eines Rahmens beispielsweise eines Flachstrah- 
lers angeordnet sein. Dies ist in dieser Anmeldung mit dem 
Begriff "ganz auBerhalb" gemeint. 35 
[0013] Wenn die Stromung in z. B. dem Vakuumofen, in 
dem der Befullschritt ausgefiihrt wird, ausreichend stark 
oder geeignet gerichtet ist, wird der Entladungsraum selbst 
kaum von Ausgasungen von auBerhalb liegenden Glaslot- 
materialien oder ahnlichem betroffen. Insbesondere wird 40 
der Entladungsraum selbst nach Absenken des Entladungs- 
gefaBteils nicht mehr durch ein weiteres Ausgasen der nun 
auBerhalb liegenden erweichenden Teile betroffen. Dies ist 
von Interesse, weil gerade beim Absenken die hochsten 
Temperaturen auftreten und wegen der nicht zu vermeiden- 45 
den Tragheit auch noch fur eine gewisse Zeit anhalten. 
[0014] Die Erfindung ist dabei ubrigens nicht darauf ein- 
geschrankt, wahrend des Befullschritts auch die Abdichtung 
der beiden Platten gegeneinander oder gegen einen Rahmen 
in der beschriebenen Weise fiber Glaslotmaterialien oder an- 50 
dere erweichenden Materialien vorzunehmen. Jedoch bildet 
diese Vorgehensweise eine bevorzugte Variante. Dabei 
spielt die Kontamination des Entladungsmediums durch das 
dabei verwendete erweichende Material deswegen eine et- 
was geringere Rolle, weil die gegeniiber dem Entladungs- 55 
medium freiliegende Oberflache dieser Dichtung sehr klein- 
gehalten werden kann. Die erweichenden Teile der Stiitzele- 
mente haben jedoch zwangslaufig ein gewisses Volumen 
und damit auch eine gewisse Oberflache. SchlieBlich sollen 
sie eine Bewegung der hochgehaltenen Platte uber eine ma- 60 
kroskopische Strecke ermoglichen. 

[0015] Die bereits erwahnten Flachstrahler bilden im iibri- 
gen einen bevorzugten Anwendungsfall fiir die Erfindung. 
Dort kann dann das erfindungsgemaB auBerhalb des Entla- 
dungsraumes liegende Stutzelement mit dem erweichenden 65 
Teil (oder mehrere solcher Stiitzelemente) auBerhalb des 
Rahmens liegen, jedoch noch durchaus zwischen den Plat- 
ten angeordnet sein. Es konnen auch geeignete Verlangerun- 
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gen der Platten vorgesehen sein, die in einem spateren 
Schritt des Herstellungsverfahrens wieder entfernt werden, 
beispielsweise abgebrochen werden. Insbesondere konnen 
das oder die erfindungsgemaBen Stiitzelemente lediglich 
Verfahrenshilfsmittel sein, die fiir die fertige Entladungs- 
lampe keine Rolle spielen und deswegen bei der Herstellung 
wieder von der Entladungslampe getrennt werden. 
[0016] Der bevorzugte Aufbau der Stiitzelemente besteht 
aus zumindest zwei Teilen, von denen der erweichende Teil 
auf der wahrend des Befullschritts unten liegenden Platte 
sitzt und den nicht erweichenden Teil auf sich tragt. Dadurch 
kann beispielsweise die Kontaktflache zwischen dem oberen 
Teil und der oberen Platte, die vorzugsweise die Decken- 
platte ist, kleingehalten werden, so dass die Lichtabstrah- 
lung wenig beeintrachtigt wird. 

[0017] Naturlich ist bevorzugt, bei dem erfindungsgegen- 
standlichen Herstellungsverfahren innerhalb des Entla- 
dungsraumes ganzlich auf erweichende Teile zu verzichten, 
wobei hier die Dichtflache des Rahmens oder eine andere 
Dichtflache des EntladungsgefaBes nicht gemeint ist. Au- 
Berdem sollten vorzugsweise nicht zu viele der erfindungs- 
gemaBen Stiitzelemente auBerhalb des Entladungsraumes 
eingesetzt werden, weil auch durch Ausgasungen auBerhalb 
des Entladungsraumes noch eine gewisse Beeintrachtigung 
der Restgasatmosphare in dem Entladungsraum moglich ist. 
AuBerdem hat eine geringe Zahl von erweichenden Stiitze- 
lementteilen den Vorteil, dass sich das Gewicht des abzusen- 
kenden EntladungsgefaBteils auf diese wenigen erweichen- 
den Teile verteilt. Das abzusenkende EntladungsgefaBteil 
muss dann weniger oder gar nicht beschwert werden. Das 
Einsparen von Gewichten zum Beschweren fiihrt jedoch zu 
schnelleren Temperaturanderungen beim Heizen und Ab- 
kiihlen und zu einer homogeneren Temperaturverteilung so- 
wie zu einer besseren Raumausnutzung. Die Zahl der erwei- 
chenden Teile kann ubrigens sogar dazu verwendet werden, 
eine Anpassung an das effektive Gewicht, das das abzusen- 
kende EntladungsgefaBteil herabdriickt, vorzunehmen. 
Wenn namlich mehrere EntladungsgefaBe iibereinander ge- 
stapelt werden, ist dieses effektive Gewicht bei weiter unten 
in dem Stapel liegenden EntladungsgefaBen deutlich groBer 
als bei weiter oben liegenden. 

[0018] Giinstigerweise sollten hochstens vier Stiitzele- 
mente in dieser Weise ausgelegt sein und verwendet werden. 
Beispielsweise konnen diese vier Stiitzelemente in den vier 
Ecken eines FlachstrahlerentladungsgefaBes mit rechtecki- 
ger Plattenform angeordnet werden, so dass die hochzuhal- 
tende Platte jeweils im Bereich ihrer auBeren Ecken unter- 
stiitzt wird. Im Grunde reichen jedoch auch drei Stiitzele- 
mente, um eine Platte flachig zu unterstiitzen. SchlieBlich ist 
es auch moglich, die Platte an einer Ecke oder einer Kante 
bereits auf dem Rahmen aufliegen zu lassen und im iibrigen 
nur noch mit zwei oder sogar nur einem Stutzelement hoch- 
zuhalten. Dabei ist die fiir das Befullen des Entladungs- 
raums zur Verfugung stehende Offnung nicht mehr allseitig, 
jedoch muss dies nicht unbedingt ein Problem darstellen. 
Insbesondere kann diese Offhung etwas hoher als im Fall ei- 
ner allseitigen Offnung ausgefiihrt sein, so dass ein ausrei- 
chender Querschnitt zur Verfugung steht. 
[0019] Bei der Erfindung kann eine Variante giinstig sein, 
bei der das zum Hochhalten der Platte verwendete Teil ins- 
gesamt erweicht, bei dem also in anderen Worten das zwi- 
schen der Deckenplatte und der Bodenplatte angeordnete 
Element insgesamt erweicht. Dabei kann allerdings eine der 
beiden Platten so geformt sein, dass die Platte selbst zum 
Teil Stiitzelementfunktion hat. Jedenfalls liegen bei dieser 
Variante neben den beiden Platten und den dazwischenlie- 
genden erweichenden Stutzelementen (Stutzelementteilen) 
keine weiteren separaten nicht erweichenden Stutzelement- 
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teile vor (jedenfalls nicht an den zum Hochhalten verwende- 
ten Stiitzelementstellen). 

[0020] Zur Ausgestaltung von in die Platten, insbesondere 
in die Deckenplatten integrierten Stiitzelementen, wird ver- 
wiesen auf zwei fruhere Patentanmeldungen derselben An- 5 
melderin, namlich die DE 10 04 8187.6 und die 
DE 100 48 186.8, deren Offenbarungsgehalt hiermit inbe- 
griffen ist. Die Stiitzelemente konnen namlich als einstiik- 
kige Bestandteile der Deckenplatte ausgebildet sein. 
[0021] Wenn die auBerhalb des Entladungsraumes liegen- io 
den Stiitzvorspriinge etwas weniger tief bzw. niedriger aus- 
gebildet sind als die innerhalb des Entladungsraumes, kon- 
nen an diesen Stellen die erweichenden Teile zwischenge- 
legt werden. Der Positionierungsaufwand beschrankt sich 
dabei aber auf die erfindungsgemaB relativ geringe Zahl die- 15 
ser Stellen. 

[0022] Die erfindungsgemaBen Stiitzvorspriinge auBer- 
halb des Entladungsraumes konnen iibrigens auch, wie in 
den zitierten Anmeldungen erlautert, rippenartig verlaufen, 
sich also sozusagen nur eindimensional verjiingen. Bevor- 20 
zugt ist jedoch, dass sie sich auch in einer zweiten Dimen- 
sion verjiingen, also im wesentlichen spitz zulaufen. Dann 
kann das erweichende Element mit einer Offnung versehen 
sein, in die die Spitze eines zugeordneten Stiitzvorsprungs 
eingesetzt. wird, so dass das Aufsetzen der Deckenplatte auf 25 
diesen erweichenden Elementen etwas selbstjustierend ist 
oder jedenfalls relativ sicher erfolgen kann. Die dabei in den 
erweichenden Elementen moglichen Hohlraume sollten vor- 
zugsweise mit einer Offnung versehen sein, damit keine 
Verunreinigungen zuriickgehalten werden. Dazu konnen 30 
beispielsweise die Begrenzungsflachen von Rohrstiicken 
Ausnehmungen aufweisen oder in der Form von den Stiitz- 
vorspriingen abweichen. Es konnen auch seitliche Locher 
angebracht sein. AuBerdem konnten Rohrstucke axial ge- 
schlitzt sein. 35 
[0023] Bei den Stiitzvorsprungen innerhalb des Entla- 
dungsraumes, die nicht in Verbindung mit einem erweichen- 
den Teil fur das Hochhalten der Platte verwendet werden 
sollen, ist dann vorzugsweise eine nur beriihrende Anlage 
zwischen Stiitzvorsprung und Bodenplatte vorgesehen, die 40 
fur die Stabilisierungswirkung, insbesondere bei Unterdruck 
des Entladungsmediums, haufig ausreicht. 
[0024] Das bevorzugte Material fur die erweichenden Ele- 
mente besteht im iibrigen im wesentlichen aus SF6-Glas. 
Wenn die Viskositat der erweichenden Teile nicht sehr nied- 45 
rig wird oder werden soli oder wenn das abzusenkende Teil 
sehr leicht ist, kann das hochgehaltene Teil, wie bereits er- 
wahnt, auch beschwert werden, urn das Absenken zu unter- 
sttitzen. 

50 

Beschreibung der Zeichnungen 

[0025] Im folgenden wird die Erfindung anhand eines 
Ausfuhrungsbeispiels naher erlautert, wobei die dargestell- 
ten Merkmale auch in anderen Kombinationen erfindungs- 55 
wesentlich sein konnen. 
[0026] Im einzelnen zeigt: 

[0027] Fig. 1 eine schematisierte Draufsicht auf eine erfin- 
dungsgemaBe Rachstrahler- Entiadungslampe mit symboli- 
sierten Kontaktstellen der Stiitzelemente mit der Boden- 60 
platte und erweichenden Teilen bei den Stiitzelementen in 
den Ecken; 

[0028] Fig. 2 eine schematisierte Seitenansicht eines Stiit- 
zelements aus einer der Ecken in Fig. 1 vor dem Erweichen 
des dazu vorgesehenen Teils; 65 
[0029] Fig. 3 eine Fig, 2 entsprechende Ansicht nach dem 
Erweichen dieses Teils; 

[0030] Fig. 4 eine Fig. 2 vergleichbare Darstellung zu ei- 



nem weiteren Ausfuhrungsbeispiel; und 

[0031] Fig. 5 eine Fig. 4 entsprechende Darstellung nach 

dem Erweichen des Stiitzelements in Fig. 4. 

[0032] Zu Fig. 1 wird zunachst auf die jeweilige Fig. 3 der 

beiden zitierten Voranmeldungen Bezug genommen. Zur 

Verdeutlichung sind bei den vorliegenden Anmeldungen die 

gleichen Bezugsziffern verwendet worden, soweit es sich 

urn vergleichbare Elemente handelt. 

[0033] Fig. 1 zeigt eine schematisierte Draufsicht auf ei- 
nen Aufbau aus einer Deckenplatte (3 in den Fig. 2 und 3) 
und einer Bodenplatte (4 in den Fig. 2 und 3), die dem Auf- 
bau der zitierten Anmeldungen bis auf die im folgenden er- 
lauterten Einzelheiten vollstandig entsprechen. 
[0034] Die Deckenplatte 3 und die Bodenplatte 4 sind in 
den auBersten Eckbereichen iiber in Fig. 2 gut zu erken- 
nende und in Fig. 1 von oben in ihrem im wesentlichen 
kreisformigen Querschnitt eingezeichnete Rohrstiicke 15 
aus SF6-Glas getrennt, auf denen die auBersten Stiitzvor- 
spriinge in den Ecken auBerhalb des rechteckigen Formats 
des Flachstrahlers aufliegen. Dabei haben die Stiitzvor- 
spriinge einen mit 1-1"" bezeichneten kreisformigen An- 
satz in den ebenen Teilen der Deckenplatte 3 und erstrecken 
sich von dort kegelformig spitz zulaufend mit einer Spitze 
2-2"" am unteren Ende in Richtung Bodenplatte 4. Dabei 
bilden die Spitzen 2-2"" in der Projektion auf die Platte n- 
ebenen die Mittelpunkte der Kreise l'-l"". Die Deckenplatte 
3 ist dabei eine tiefgezogene Glasplatte, deren Oberseite in 
der Kontur weitgehend der Unterseite entspricht. Die Stiitz- 
vorspriinge entsprechen hier also den iibrigen Stiitzvor- 
spriingen innerhalb des Entladungsraums, also in der Drauf- 
sicht aus Fig. 1 innerhalb des weiter unten beschriebenen 
Rahmens 8. Die Einzelheiten hierzu sind bereits in den bei- 
den zitierten friiheren Anmeldungen dargelegt, so dass hier 
verwiesen werden kann. 

[0035] In Fig. 1 ist der auBere Randbereich der Ubersicht- 
lichkeit halber etwas zu groB dargestellt. Tatsachlich wird 
man bestrebt sein, den iiber die nutzbare Lichterzeugungs- 
flache hinausgehenden Flachenanteil des Flachstrahlers 
moglichst klein zu halten. 

[0036] In Fig. 1 sind mit 5 Elektrodenstreifen bezeichnet, 
die insgesamt einen vollstandigen Elektrodensatz fur dielek- 
trisch behinderte Entladungen aufbauen, wobei sowohl die 
Anoden als auch die Kathoden dielektrisch beschichtet sind 
und auch ansonsten keine Unterschiede voneinander auf- 
weisen. Die Elektrodenstreifen 5 sind jeweils alternierend 
einem rechten Sammelanschluss 10 und einem linken Sam- 
melanschluss 11 zugefuhrt und konnen daruber an ein elek- 
tronisches Vorschaltgerat angeschlossen werden. Entla- 
dungsbereiche bilden sich jeweils in den nachstbenachbar- 
ten Abschnitten nebeneinanderliegender Elektrodenstreifen 
5 aus, so dass sie in den in Fig. 3 mit 6 bezeichneten Entla- 
dungsraumabschnitten liegen. Hierzu wird im iibrigen auf 
die zitierten friiheren Anmeldungen verwiesen. Das gilt 
auch fur die Form der Elektrodenstreifen, die dort naher er- 
lautert ist. Es zeigt sich jedoch, dass die Stiitzvorspriinge je- 
weils von gleichen Anordnungen nachstbenachbarter Entla- 
dungsbereiche umgeben sind und umgekehrt (Randbereiche 
ausgenommen) und dass sich durch die in Fig. 1 dargestellte 
Anordnung verschiedene Linien ziehen lassen, entlang de- 
nen sich Entladungsbereiche und Stiitzvorspriinge abwech- 
seln. Auch hierzu wird auf die Voranmeldungen verwiesen. 
In Fig. 1 sind iibrigens die Kreisansatze 1 der Ubersichtlich- 
keit halber nicht eingezeichnet, so dass die Stiitzvorspriinge 
nur durch die Spitzen 2 reprasentiert sind. 
[0037] In Fig. 1 zeigt die Bezugsziffer 8 eine rahmenahn- 
liche Struktur, die bei diesem Ausfuhrungsbeispiel keinen 
separaten Rahmen bildet, sondern ein ebenfalls tiefgezoge- 
ner Vorsprung der Deckenplatte 3 ist. Dieser ist jedoch als 
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Rippe und nicht als spitz zulaufender Kegel ausgebildet. Die 
Breite der Rahmenrippe 8 dient fur eine gasdichte Verbin- 
dung zur Bodenplatte 4, die, wie bereits erlautert, durch ein 
Glaslot hergestellt werden kann. Die weiter auBen liegende 
Lime 9 zeigt die AuBengrenze des Rahmens, entspricht also 5 
gewissermaBen dem Kreisansatz 1 bei den Stutzvorspriin- 
gen. 

[0038] Wenn die Lampe vor dem VerschlieBen durch gas- 
dichtes Verkleben bzw. Verloten des Rahmens 8 mit der Bo- 
denplatte 4 befullt werden soli, wird sie in dem in den Fig. 1 io 
und 2 skizzierten Zustand "aufgebockt", indem die auBer- 
sten Stutzvorspriinge l'-l"", 2'-2"" in den Ecken auf die 
Rohrstiicke 15 aufgesetzt werden. Dabei haben die Rohrvor- 
sprunge 15 einen seitlichen Schlitz, der zeichnerisch nicht 
dargestellt ist, damit ihr Innenraum miterfasst wird. Wah- 15 
rend des Befullschritts halten die Rohrstiicke 15 die Dek- 
kenplatte 3 ihrer vertikalen Lange entsprechend um etwa 
2,5 mm hoch, so dass der gesamte Entladungsraum mit dem 
gewiinschten Entladungsmedium geflutet werden kann. 
Dann kann der bei diesem Beispiel hierzu verwendete Vaku- 20 
umofen aufgeheizt werden, bis die Erweichungstemperatur 
des die Rohrstiicke 15 aufbauenden SF6-Glases erreicht 
wird, woraufhin die Rohrstiicke 15 von dem Gewicht der 
notigenfalls beschwerten Deckenplatte 3 zu einem unregel- 
maBigen Materialhaufen 16 zusammengedriickt werden, so 25 
dass schlussendlich die in Fig. 3 dargestellte Situation ent- 
steht. Dort ist von dem Rohrstiick 15 aus Fig. 2 nur mehr ein 
amorph geformter kleiner Haufen iibrig geblieben, der den 
Stiitzvorsprung 1', 2' an der Bodenplatte 4 zusatzlich ver- 
klebt. 30 
[0039] Bei dem dargestellten Beispiel kommt die Spitze 2' 
in Fig. 3 zur Anlage an die Bodenplatte 4 (ebenso 2"-2""). 
Dies muss nicht unbedingt so sein. Die fur die erweichenden 
Rohrstiicke 15 ausgelegten Stutzvorspriinge konnen auch et- 
was geringere vertikale Abmessungen haben, so dass die 35 
Spitze 2' das Material 16 nicht vollstandig unter sich ver- 
drangen muss, aufgrund der spitzen Form bildet dieses Ver- 
drangen jedoch kein besonderes Hindernis. Bei rippenfor- 
migen Stiitzvorspriingen konnte das anders sein. 
[0040] Die Fig. 4 und 5 zeigen ein zweites Ausfuhrungs- 40 
beispiel. 4 bezeichnet auch hier eine flache Bodenplatte, auf 
der jedoch eine etwas modifizierte Deckenplatte 3' zu liegen 
kommen soil. Diese Deckenplatte 3' hat eine "Noppenstruk- 
tur", zu der auf die bereits fruher zitierten Anmeldungen 
100 48 187.6 und 100 48 186.8 verwiesen wird. Der auBere 45 
Bereich der Deckenplatte 3' ruht in Fig. 4 vor dem Ab- 
schluss des Befiillschrittes auf einem mit seiner Achsenrich- 
tung plattenparallel liegenden SF6-Glasrohrstiick 15'. Durch 
eine passend komplementar gestaltete Ausbuchtung des au- 
Bersten Randes der Deckenplatte 3' kann diese leicht auf das 50 
Rohrstiick 15' bzw. drei oder vier dieser Rohrstiicke 15' auf- 
gelegt werden. Uber den groBten Teil des AuBenumfangs 
des EntladungsgefaBes entstehen dadurch zwischen der 
Deckenplatte 3' und der Bodenplatte 4 entsprechende Off- 
nungsspalte. 55 
[0041] Das SF6-Glasrohrstiick 15' erweicht bei der ent- 
sprechenden Temperatur und sinkt in sich zusammen, so 
dass eine in Fig. 5 angedeutete amorphe Materialanhaufung 
16' iibrig bleibt. Die Abdichtung des Entladungsraumes er- 
folgt iiber eine den Rahmen, der in die Deckenplatte 3' an 60 
dieser S telle integriert ist, abdichtende Glaslotraupe 17, die 
beim Absinken der Deckenplatte 3' ebenfalls erweicht und 
damit fiir eine Dichtung 18 (Fig. 5) sorgt. Die Besonderheit 
des Glasrohrstiicks 15', das hier eine Wandstarke von 
0,3 mm bei einem Durchmesser von 3 mm hat, liegt darin, 65 
dass es nicht exakt abgelangt sein muss, um die richtige Ho- 
henabmessung vorzugeben. Vielmehr kann hier unprazise 
abgelangte Meterware verwendet werden. AuBerdem 
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kommt man bei diinnwandigen Rohren mit vergleichsweise 
kleinen Materialmengen aus, wobei sich die Offnung des 
Rohres durch die plattenparallele Achsenlage ohne Schlit- 
zung ergibt. Durch die eingeformte Aufnahme seitens der 
Deckenplatte 3' ist die in Fig. 4 dargestellte Konstruktion re- 
lativ stabil und erschiitterungssicher. Natiirlich konnte statt 
des Rohres 15' auch ein Rohr mit einer anderen Quer- 
schnittsform oder ein massiver Stab verwendet werden. Das 
mit der Bodenplatte 4 und der Deckenplatte 3' verbackene 
oder verschmolzene Material 16' (Fig. 5) sorgt im ubrigen 
fur eine zusatzliche Stabilisierung der Verbindung zwischen 
den beiden Platten 3' und 4 unabhangig von der Dichtung 18 
des integrierten Rahmens. 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zum Herstellen einer fur dielektrisch be- 
hinderte Entladungen ausgelegten Entladungslampe, 
die aufweist: 

ein aus zumindest zwei zu Anfang des Verfahrens ge- 
trennten Teilen (3, 4) bestehendes EntladungsgefaB zur 
Aufnahme eines Entladungsmediums in einem Entla- 
dungsraum des EntladungsgefaBes, 
einen Elektrodensatz (5) zur Erzeugung dielektrisch 
behinderter Entladungen in dem Entladungsmedium 
und 

eine dielektrische Schicht zwischen zumindest einem 
Teil eines Elektrodensatzes (5) und dem Entladungs- 
medium, 

bei welchem Verfahren bei einem einem VerschlieBen 
des Entladungsraumes vorhergehenden Befullschritt 
eines der Teile (3) des EntladungsgefaBes durch ein 
Stiitzelement (l'-l"", 2'-2"", 15) hochgehalten wird, 
welches Stutzelement (l'-l"", 2'-2"", 15) zum Ver- 
schlieBen des Entladungsraumes durch Warmeanwen- 
dung zumindest teilweise erweicht (15, 16) wird, wo- 
durch der hochgehaltene Teil (3) des Entladungsgefa- 
Bes abgesenkt wird, 

dadurch gekennzeichnet, dass das Stutzelement (1- 
1"", 2'-2"", 15) bei dem Hochhalten des Entladungsge- 
faBteils (3) ganz auBerhalb des Entladungsraumes an- 
geordnet ist. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Entla- 
dungslampe ein Flachstrahler ist, die beiden Teile des 
EntladungsgefaBes eine Bodenplatte (4) und eine Dek- 
kenplatte (3) des Flachstrahlers sind und das Stiitzele- 
ment (l'-l"", 2*-2"", 15) bei dem Hochhalten einer der 
Platten (3) auBerhalb eines Rahmens (8, 9) des Flach- 
strahlers angeordnet ist. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem inner- 
halb des EntladungsgefaBes wahrend des Befullschrit- 
tes auf erweichende Teile verzichtet wird. 

4. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspriiche, 
bei dem das Stutzelement lediglich Hilfsmittel des Ver- 
fahrens ist und die fertige Entladungslampe nach dem 
Herstellungsverfahren von dem Stutzelement getrennt 
ist. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, bei dem das Stutzele- 
ment (l'-l"", 2'-2"", 15) zum Hochhalten des Entla- 
dungsgefaBteils (3) an einem hierfur vorgesehenen Ab- 
schnitt des EndadungsgefaBteils (3) angreift, der bei 
dem Herstellungsverfahren entfernt wird. 

6. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspriiche, 
bei dem mindestens eines und hochstens vier der Stiit- 
zelemente (l'-l"", 2'-2"", 15) verwendet werden. 

7. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspriiche, 
bei dem das bzw. die Stutzelemente (l'-l"", 2-2"", 15) 
Rohrstiicke (15) aus einem geeignet erweichenden Ma- 
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terial aufweisen. 

8. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspriiche, 
bei dem das bzw. die Stutzelemente (l'-l"", 2-2"", 15) 
im wesentlichen aus SF6-Glas bestehende erweichende 
Teile (15) aufweisen. 5 

9. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspriiche, 
bei dem das hochgehaltene EntladungsgefaBteil (3) zu- 
satzlich beschwert wird, urn das Absenken zu unter- 
stiitzen. 

10 
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